微弧氧化系统

微弧氧化(Microarc oxidation，MAO) 是通过电解液与相应电参数的组合，在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用，生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。微弧氧化膜层与基体结合牢固，结构致密，韧性高，具有良好的耐磨、耐腐蚀、耐高温冲击和电绝缘等特性。该技术具有操作简单和膜层功能调节的特点，而且工艺不复杂，不造成环境污染，是一项全新的绿色环保型材料表面处理技术，在航空航天、机械、电子、装饰等领域具有广阔的应用前景。

性能参数
正向直流电压0～DC700V，负向直流电压0～DC300V；


最大正向平均电流：60A，最大负向平均电流：60A；

脉宽、脉间可单独调节，脉宽调节范围50~10000μs，脉间调节范围250~10000μs，相当于频率调节范围为25Hz～3KHz；

占空比调节范围1%～90%；

连续正向脉冲个数：1～999，负向连续脉冲个数：1～999；

单双向加工模式切换功能。

应用范围

    可在铝合金表面上进行微弧氧化处理；


可在镁合金表面上进行微弧氧化处理；

可在钛合金表面上进行微弧氧化处理；

可在其他阀金属表面上进行微弧氧化处理。
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